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Introducao

Devido ao uso extensivo de agrotéxicos e
fertilizantes o nitrato acabou se tornando um
problema com grande notoriedade por ser um
agente poluente das aguas. Um método pouco
estudado, mas que pode trazer grandes resultados,
€ a eletrorreducdo do nitrato, que por possuir alto
controle de variaveis operacionais pode redirecionar
a reacdo para Na.

Estudos tém sido feitos empregando o cobre em
meio alcalino tanto como sensor, quanto agente
catalitico para o nitrato?.

O objetivo deste trabalho foi estudar o
comportamento do eletrodo de cobre em meio
alcalino na auséncia e na presenca de nitrato. Os
dados foram obtidos com o potenciostato Autolab
128N, usando como eletrodo uma placa de cobre
eletrolitico de 2,51 cm?, em NaOH 0,1M.

Resultados e Discussao

A Figura 1 mostra o comportamento do cobre em
NaOH 0,1 M na auséncia de nitrato a 5 e 50 mVs-*.
Observa-se a presencga de Varios picos, mas uma
andlise de carga indica que a oxidacao da primeira
camada de Cu® a CuO estad completa em torno de
0,5 V. O inset mostra a variacdo de capacitancia na
faixa de potenciais na qual esse processo ocorre.
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Figura 1.Voltamograma ciclico do eletrodo de Cu
em NaOH 0,1 M, a 5 e 50 mVs-.

Comparando os processos nas duas velocidades
estudadas, é possivel concluir que a oxidacdo da
primeira monocamada de cobre é uma reacéo
rapida, sendo sua carga a mesma independente da
velocidade de varredura. A mesma observacao néao
pode ser feita para os demais processos (reducéo
de hidrogénio — E <0V - e oxidacdo das camadas
inferiores de Cu — E >0,5V), indicando que estes
sdo processos lentos, cuja carga depende da
velocidade de varredura.
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Para evitar a reconstrucdo da superficie do
eletrodo, os estudos na presenca de nitrato foram
realizados até o potencial maximo E = 0,55 V.

A Figura 2 apresenta a redugdo de nitrato sobre
Cu. Observa-se um grande aumento de corrente,
além da antecipagcdo de 350 mV do inicio do
processo de reducdo, quando comparado ao branco
nas mesmas condicdes.
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Figura 2. Voltamograma ciclico do eletrodo de Cu em
NaOH 0,1M na presenca e na auséncia de NaNOsz 0,1 M
a5e 10 mvs™

Uma avaliagdo visual do sistema mostrou que,
enquanto no branco observa-se a geracdo de bolhas
de H2 no eletrodo de trabalho em potenciais
menores que -0,1 V, na presenc¢a de nitrato, apesar
da grande formacdo de bolhas de Oz no contra-
eletrodo a partir de 0,1V, somente nota-se o
desprendimento de pequenas bolhas de H:z no
eletrodo de trabalho em potenciais menores que
-0,8V, 0 que coincide com o aparecimento de
umaonda no perfil voltamétrico. Esse
comportamento confirma que a corrente de reducao
observada é referente a reducdo de NOs.

Conclusodes

Os resultados obtidos indicam que o cobre tem
boa atividade catalitica para a eletrorreducao de
nitrato, contudo, mais estudos para identificar os
produtos da reacdo e entender a competicdo entre a
reducdo do nitrato e de hidrogénio ainda devem ser
feitos.

Agradecimentos

A UFABC pela bolsa PDPD, CNPq (47459/2013-5
e 456758/2014-3) e FAPESP (2013/ 13749-0).

Referéncias

I Stortini, A.M.; Moretto, L.M.; Mardegan, A.; Ongaro, M. e Ugo, P. Sens.
Act., B. Chem. 2015, 207, 182.


http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603430097&amp;eid=2-s2.0-84910052078
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005995461&amp;eid=2-s2.0-84910052078
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55173660400&amp;eid=2-s2.0-84910052078
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55308932600&amp;eid=2-s2.0-84910052078
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003589315&amp;eid=2-s2.0-84910052078

